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(54) Verfahren zur Entfernung von Verunreinigungen aus nanostrukturiertem Kohlenstoffmaterial
und gereinigtes nanostrukturiertes Kohlenstoffmaterial

(57)  Die Erfindung betrifft Verfahren zur Entfernung
von Verunreinigungen aus nanostrukturiertem Kohlen-
stoffmaterial und gereinigtes nanostrukturiertes Kohlen-
stoffmaterial. Dadurch, dass graphitisches, teilgraphiti- 11—
sches oder graphitierbares nanostrukturiertes Kohlen-
stoffmaterial in einem thermischen Plasma (8), in dem
die Temperatur eines Prozessgases vorteilhaft minde-
stens 3350 K betragt, behandelt und anschliefend vom
Prozessgas getrennt wird, wird ein Metallgehalt des na-
nostrukturierten Kohlenstoffmaterials (5) vorteilhaft in-
nerhalb von weniger als 100 ms um mindestens 1% re-
duziert, wobei entfernte metallhaltige Verunreinigungen -8
zumindestteilweise nach dem Trennen mitdem Prozess-
gas abtransportiert werden.
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